	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	技术参数需求

	1
	扫描电子显微镜
	1
	台
	1.扫描电镜功能概述

该设备主要用于文物样品微观组织分析，实现微观米尺度显微分析功能，设备要采用国际上同行业中先进设计思想，成熟的制造技术，必须具有优良的品质和可靠性，必须具有良好的操作性和方便的维修性以及安全性，采用的技术必须符合相应的国际标准和中国国家标准。

2.设备主要部件技术参数

2.1电子镜筒部分

▲2.1.1分辨率：二次电子：≤3.0nm(30kV)，≤8.0nm(3KV)；背散射电子：≤3.5nm(30kV)

2.1.2加速电压：0.2－30kV，10V步进连续可调

2.1.3放大倍率：2.0倍－1,000,000倍，可连续调整 

2.1.4电子枪：钨灯丝电子枪，软件上有灯丝使用时间记录功能。

2.1.5镜筒上无任何机械调整部分，无需人工调整光阑，通过电磁透镜自动调整。

2.1.6探针电流：1pA -2uA

2.1.7视野范围：7.7mm在工作距离WD=10mm时，大于50mm在最大工作距离时

2.2样品室及探测器部分

▲2.2.1样品室尺寸：内部宽度≥340mm， 内部深度≥315mm需预留最少20个以上接口。

2.2.2最大可放置样品尺寸≥335mm*310mm，最大样品高度≥147mm

2.2.3五轴马达自动样品台。

▲2.2.4样品台移动范围：X≥130mm，Y≥130mm，Z≥100mm，旋转：360°连续

2.2.5倾斜角度：－60°～＋90°。

2.2.6最大可承受样品重量≥8kg

2.2.7具备束斑测量装置及防碰撞报警装置

2.2.8配备样品室红外CCD观察系统。

▲2.2.9配备二次电子探头，配备可伸缩的背散射电子探头，采用YAG材料的闪烁体。
2.2.10样品台功能：可实现图像导航、图像快速位移功能，配备记忆功能，可记忆样品位置。
2.2.11电子枪偏压：具有自动偏压调节，保持束流的稳定性和低电压的性能。
2.3真空部分

2.3.1真空系统需使用机械泵和涡轮分子泵系统，系统无需冷却水。

2.3.2样品室真空：高真空模式：< 10-3 Pa；低真空模式：30±10 pa。

2.3.3更换样品后抽真空时间：< 3.5分钟。

2.4操作系统与软件

2.4.1自动调节功能：实时电子束追踪优化，束斑直径优化放大倍数，聚焦&消象散，对比度&亮度，扫描速度(根据信噪比)，灯丝加热(升灯丝)，电子枪对中，镜筒对中，加速电压的补偿等。 

2.4.2图像显示可选不同分辨率，最大像素≥16K×16K，扫描窗口分为3档，存储窗口分为11档，可为正方形，4:3或2:1的矩形；图片格式：BMP，TIFF，JPEG，JPEG2000，GIF，PNG或PGM，PPM图片比特深度：最大16 bits/channel。

2.4.3动态聚焦功能同时需有调焦用小窗口，可在短时间内完成调焦，且调焦窗口的形状、大小和位置均需可调。

2.4.4 图象处理功能：需有直方图，锐化，等效化，对比微分化，中值滤波，去噪声化，自动对比调整，阴影补正，结构，取反，转换为灰度图， 转换为90°旋转90°，滤波，等多种图像处理功能。

2.4.5测量软件：能测量任意两点间、两平行线间及点到线的距离，单点RGB组成，不规则图形（不包围）周长、面积，角度，不规则图形（包围）周长、面积，圆的直径、面积、周长，三点成圆的直径、面积、周长，椭圆的直径、面积、周长，正方形的面积、周长，矩形的面积、周长，四边形的面积、周长，添加箭头，添加标尺，添加标注等多种测量功能。电镜和能谱的软件在维修保养的时候都会免费升级。

2.4.6扫描电镜采用整体防振。
2.4.7 软件是全中文操作界面，具有大面积二维图像拼接功能。

2.4.8 具有4幅图像同时显示（四活动窗口），可实现二次电子信号、背散射电子信号、实时或静态信号混合、和样品室内红外CCD图像同步显示。

2.5能谱仪部分

▲2.5.1探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，晶体面积≥60 mm2，有效面积≥40mm2，高分子超薄窗设计。

2.5.2封闭式真空系统，无需借助SEM抽放真空。

▲2.5.3重元素能量分辨率：Mn Ka保证优于127eV（@计数率130,000cps）。

2.5.4轻元素能量分辨率：F Ka 保证优于64eV（@计数率130,000cps）；能量分辨率: C Ka 保证优于56eV（@计数率130,000cps）；

2.5.5元素分析范围：Be4～Cf98。

2.5.6探测器可软件控制，自动伸缩。

2.5.7具备元素实时刷新显示功能：可实时观测样品区域变化或者形态转变时，谱图的动态变化过程。

2.5.8在谱图实时采集时，动态显示的定量分析结果，以含量、原子比或氧化物百分比呈现。

2.5.9具备元素面分布Live实时刷新显示功能功能，可实时观测样品区域变化或者形态转变时，Mapping的动态变化过程。

2.5.10具备零峰修正功能，开机后无需重新修正峰位。

2.5.11具有实时谱图比对功能。

2.5.12线扫描分析每条线可包含高达8192点，可从线扫描结果重建单点谱图。可在水平或垂直方向进行多线依次采集。

2.5.13定性分析：可自动标识谱峰，可进行谱重构。定量分析：采用定量修正技术。

2.5.14具有完备的5KV和20KV两个无标定量数据库。

2.5.15电子图像最高分辨率达8192*8192像素；元素面分布图分辨率最高达4096*4096像素；可在电子图像上叠加元素分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建。

2.5.16采用脉冲与图像处理器，高计数率仍然能正常采集能谱仪数据。
2.5.17数据处理系统：不低于I5 处理器，16G内存，1TB硬盘，27寸液晶显示器，Win10操作系统。
3.技术服务

3.1安装：仪器制造厂应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。

3.2培训：仪器安装之后，卖方应派遣合格的技术人员到买方所在地培训至少两名技术人员，培训费用由卖方承担。

3.3保修：验收后提供1年的免费保修。在保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，2到5个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，一次维修应使仪器恢复正常使用。

3.4软件升级：卖方在硬件条件下，免费为买方提供电镜操作软件的升级。

▲4.如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。

	2
	喷金喷碳仪
	1
	套
	一、 功能和用途
适用于电镜实验室的扫描电子显微镜（SEM）样品制备，非导体材料实验电极制作。
二、技术指标
▲1.独立镀金单元和独立镀碳单元各一套
2. 样品仓尺寸：≥120 x 120mm（高） (4.75 x 4.75")，高强度不锈钢结构
3.样品台：可放置12个标准SEM样品座，高度可在 60mm内调节
4.溅镀优点：基于微处理器反馈控制，远程电流/电压感应；提供真空安全联锁装置，最大180A，配有过流保护
5. 溅射控制：微处理器控制，安全互锁，可调，最大电流40mA，程序化数字控制
6.溅射头：低电压平面磁控管，靶材更换快速，环绕暗区护罩
▲7. 镀金单元控制方式：自动喷镀控制，自动卸真空自动进气功能，使用可编程电压控制和计时数字计时 (0–300秒)以及暂停设计；自动真空监测系统
8. 模拟计量：真空 Atm - 0.001mb  电流: 0 - 200A
9. 采用Bradley型设计，无须切削或调整碳棒形状
▲10.镀碳单元控制方式：可自动卸真空自动进气功能，自动蒸镀控制，使用可编程电压控制和计时；可选择手动操作或自动控制，数字计时，数字电压设定 (0.1 to 5.5V)
11.真空系统：真空值优于10-3mbar，机械泵抽速达到4.0m3/h；抽真空时间30S内可达到工作真空。
12. 电源：200-240 VAC, 50/60Hz

▲三、如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。

	3
	自动热镶嵌机
	1
	台
	用于样品的镶嵌，镶嵌后可对样品边缘起保护作用，防止边缘出现倒角、涂层碎裂等现象，并且镶嵌后样品尺寸统一，方便自动磨抛。
设备技术要求
1. 加热功率：≥1900瓦
2. 加热时间调节范围1-20min，冷却时间调节范围1-20min
3. 温度控制：50-220℃
4. 压力调节范围1000-4400psi 
5. 预加载压力：≥350psi (24bars)
6. 可一个循环同时镶嵌两个样品
7. 通常工作条件下，镶嵌二个30mm直径样品的时间小于8分钟
8. 镶嵌内模直径≥25mm 
9. 高亮LED显示参数以，并且实时显示镶嵌进程
10. 可以优化镶嵌过程，在样品冷却后自动结束过程
11. 加热前自动排出残留的冷却水，提高效率
12. 可单手方便关闭上盖
13. 专门的塑料镶嵌粉冷却功能，对于透明镶嵌料
14. 耗材配置：镶嵌料≥11kg
▲15.如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。

	4
	真空冷镶嵌仪
	1
	台
	1. 真空室尺寸：≥240mm
2. 内置静音真空泵，一体化设计，优化实验室环境
3. 最大真空度：≥-92kpa
4. 30mm模杯最多放置个数：≥14
5. 真空度保持最长时间：≥60min
6. 功率：≥25W
7. 自动循环抽真空次数：≥10次
8. 程序存储：≥30种
9. 声音提示：达到真空度及程序完成
10. 密封性：唇状密封结构，无需密封圈，保证密封性
11. 报警提示：抽真空时60s内未达到设定真空度
12. 真空倒吸方式，流速精密可控
13. 可更换的碗型内衬和托盘纸：更换方便、保持试样托盘干净、防止树脂飞溅到模腔内壁
14. 空室内外壁有特氟龙涂层保护
15. 配置：台面衬纸100张，内壁内衬5张，出液管100根，环氧树脂3.8L，固化剂0.95L，25mm镶嵌模具12个，脱模剂120ml

	5
	自动磨抛机
	1
	台
	1. 磨盘工作功率：≥400W
2. 动力头功率：≥300W
3. 磨盘直径：≥250mm
4. 底盘转速: 50-500 转/分钟
5. 磨盘旋转方向：逆时针
6. 动力头转速：30-200RPM
7. 动力头旋转方向：顺时针/逆时针可调
8. 压力大小：中心力25N-200N，单点力5-40N
9. 控制屏：≥7寸全彩色LCD触摸屏控制
10. 安全性能：紧急停车旋钮
11. 制样效率：单点力模式下一次可磨抛1-4个镶嵌样品
12. 磨盘可轻松取下，带有塑料内衬，方便清洁，防止交叉污染
13. 直排水系统，防止碎屑堆积
14. 经久耐用的铸铝底座，可提高耐用性和准确性
15. 具有磨盘一键清洗甩干功能，可设定清洗转速和时长，方便清洁存放
16. 配置：25mm单点力夹具1套，砂纸200张，磁性抛光布15张，9μm金刚石抛光液470ml，3μm金刚石抛光液470ml，0.02μm氧化硅抛光液1.9L

	6
	超声波洁牙机
	8
	台
	1.带冲洗功能：连续工作
2.内置标准压电陶瓷超声模块，具有触控式调节功率的功能
3.电源：外部电压装置 100-240 VAC / 50-60 Hz 30 VDC
4.功耗：≤30 W
5.频率范围：24-32 kHz

	7
	古籍修复压平机（手动）
	2
	台
	1.▲压力可调，可持续保持恒定压力。

2.▲压力可视，有指针式压力显示。

3.外形尺寸：≤600m*400mm*800mm（高）；
4.设备重量：≤120kg。

5.压平面积：≥460mm*350mm。

6.压平高度：≤350mm。

7.最大压力：≥1200kg。

8.▲配备底柜，规格、承重需与压书机匹配，长期受压不变形。

9、压书机与底柜总高：≥1700mm。

	8
	手动压平机（含底柜）
	2
	台
	1.▲压力可调，可持续保持恒定压力。

2.▲压力可视，有指针式压力显示。

3.外形尺寸：≤650mm*500mm*1000mm（高）。
4. 设备重量：≤200Kg。
5. 压平面积：≥460mm*350mm。

6. 压平高度：≤500mm。
7. 最大压力：≥1500Kg。

	9
	电动压平机
	1
	台
	1.▲压力可调，可持续保持恒定压力，整体运行平稳，操作便捷。

2.▲压力可视，有指针式显示或数字显示。
3.外形尺寸：≤600mm*600mm*1700mm（高）。
4.设备重量：≤300kg。

5.压平面积：≥550mm*500mm。

6.压平高度：≤800mm。
7.最大压力：≥3000kg。

8.用电：≤1000W。

	10
	手动切纸机
	1
	台
	1.外形尺寸：≤780mm*750mm*1200mm（高）。

2.裁切门幅：≥430mm。
3.裁切厚度：≥40mm。
4.推纸深度：≥430mm。
5.压纸方式：轮盘螺旋式压纸千斤。
6.设备重量：≤90kg。

7.裁纸刀可换。

	11
	修复用工具合计
	4
	套
	1.木质铅坨：

尺寸：≤180mm*90mm*50mm；

重量：≥2.5kg。
2.高密度板（压书板）:≤400mm*600mm。
3.木尺:≤500mm（长）。
4.装订锥板:≤400mm*500*60mm。
5.透明压尺（带刻度）:≥1000mm(长）。
6.压书大理石板：

尺寸：≤420mm*500*60mm；

重量：≥8.5kg。
7.修复组合工具（含钢锥、木柄锤子各1个、尖头镊子1支、竹起子1支、毛笔、羊毛刷、油画笔各1支、敲锤1把、装帧书锤1把、剪刀1把、裁纸刀1把、钢尺1把、不锈钢压铁1件、棕刷1把、喷壶1个、针1盒、尼龙丝线1卷）。
8.不锈钢压铁:

尺寸：≤180mm880mm*30mm；

重量：≥2.5kg。
9.装订敲槌
10.棕刷：≤190mm*140mm（宽）。
11.排笔：≤150mm（宽）。

	12
	灯光系统
	1
	套
	1、最大能量1000WS，10个f档（2-1000WS），回收时间0.03-1.2秒（可实现最高约20次/秒高速连闪），造型灯300W，模式控制有高速（最短闪光持续时间）或标准（色温平衡）模式，闪光持续时间标准模式t0.5范围在1/1600秒（500秒）-1/11000秒（1000ws），闪光持续时间定格模式t0.5范围在1/1600秒（500秒）-1/50000秒（1000ws），

2、尺寸：约31x13x18cm，

3、重量：约3.4kg。

4、配置包括：单灯4只 ，配套支架4只、条形柔光箱及接环 4只 ，无线遥控引闪器1只。

	13
	中画幅相机(1机2镜头)
	1
	套
	1、中画幅相机含数字后背1套
▲分辨率：1亿—1.5亿像素以上；
动态范围：≥15级动态范围；

感光度（ISO）：35—25600*

▲传感器类型：CMOS；

▲传感器尺寸：53.4 mm X 40 mm；

▲有效像素：11608 X 8708以上；

像素尺寸（微米）：4.6X4.6 以下；
输出图像尺寸300DPI：≥98.3 X 73.2cm；

输出图像尺寸600DPI：≥49.1 X 36.9cm；

卡口选项：XF；

3.2 英寸多点触控显示；
存储方式：XQD
具有电子快门 (ES)  

具有USB-C   

具有千兆以太网  

具有Wi-Fi 802.11 

具有HDMI (mini)  

相机机身：

具有快速、准确的自动对焦，高速快门达1/4000s，焦平面式快门与叶片式快门模式的自动切换，长时间曝光不小于60分钟。

2、80mm/2.8中画幅标准镜头× 1支：
镜片结构：7 片6组
视角：47°
光圈值范围：f/2.8– f/32  
光圈：自动
聚焦系统：自动对焦/手动
最短焦距：70cm  
最大伸缩比：0.15x
影像范围：279 x377 mm      

最高快门速度1/4000
闪光同步大于1/1600
相对35mm的焦距： 50mm
滤镜：72mm
镜头遮光罩： XF645Bayonet

3、120mm/4.0蓝圈微距镜头× 1支。 
镜片结构：9片8组
视角: 33°

光圈值范围: f/4.0 – f/32
光圈：自动
聚焦系统：自动对焦/手动

最短焦距: 40cm

最大伸缩比: 1.00 x

最高快门速度1/4000

闪光同步大于1/1600
影像范围：56 x 42 mm

相对35mm的焦距：73mm
滤镜：86mm
镜头遮光罩：XF645 Bayonet

▲4、如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。
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	专业十字架拍摄架
	1
	套
	专业十字架拍摄架、十字架专用云台、灯光三脚架4支、C架(魔术腿)2支。

参数：

1、专业十字架拍摄架× 1支。

高度：0.4-2.5m；

横臂：1.5m；

承重：不低于5kg。

2、十字架专用云台× 1个。

最高工作高度:
160mm

最大负荷:
不低于7.5kg

产品重量:
约1.6kg

外形设计:
黑色,镁合金

其他性能:
前后俯仰：+90 / -30

左右俯仰：+30 / -90

3、灯光三脚架× 4支。

气压灯架，高度不低于2.8米  

4、C架(魔术腿) × 2支。 

40寸加粗，顶灯架横杆，不锈钢斜臂支架。
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	翻拍轨道
	1
	套
	1、电动翻拍轨道一套： 

长2.5m x高2m ，包括控制软件，包安装。

2、250W LED两只：

工作电流：5.2A，功耗：25W（Max）；

灯体工作电压：DC 48V，散热方式：主动散热；工作电压：100-240V，APP控制方式：蓝牙；

控制距离：≤100m ；CRI：≥95；TLCI：≥96；色温：5600K.

3、柔光箱30*120cm,两只（与LED灯具配套）。
4、三维齿轮相机云台一个。
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	文物修复显微镜
	2
	套
	1. 功能简介：研究级立体显微镜，无前端镜放大倍数范围≥6.3x~50x

2. 光学系统：国际最先进标准的复消色差格里诺光学设计，高效杂散光抑制功能，提供高衬度、高分辨率、大景深、无失真的卓越3D图像。

3. 变倍范围：变倍比≥8：1，

▲4. 逐级变倍倍率：内置≥10档可调倍率，0.63x、0.8x、1.0x、1.25x、1.6x、2.0x、2.5x、3.2x、4.0x、5.0x，可以得到更多级放大倍率。

▲5. 目镜：宽视场双目观察，放大倍率10x，视场数≥23mm，高眼点，带视度补偿目镜，配置预装10/100测微尺。10x目镜下最小放大倍率≤2倍，用于观察更大样品。
6. 支架：采用可固定于桌面的大支架，包含可上下调整的悬臂，臂长不小于570mm，上下可调范围不小于490mm；水平延伸臂行程不小于315mm；方便观察大型样品。

7. 光源：长寿命LED光源，寿命≥6万小时，双向光照明，光损小、亮度高，无级调光。

▲8. 照明方式：光纤材质光导管照明，带有光导管夹，长度不低于1000mm。

9. 其他附件：目镜刻度尺、测微台尺。
▲10.显微镜其中一台配置专业珠宝显微镜支架体，要求：多功能的底座支架设计，具有底盘旋转、观察倾角调节等功能，能够根据不同的使用习惯与不同的样品，进行随意调整。多种照明：可选有荧光灯与卤素灯照明，可以实现平行光、斜射光、透射光等照明方式；可实现明场、暗场观察，用以分析宝石的各种成分与特性。

▲11. 如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。

	17
	霉菌

培养箱
	1
	台
	1. 控温范围：0-65℃
2. 分辨率：≤0.1℃
3. 恒温波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃
4. 输入功率：≤1050W

5. 工作尺寸：≥580×500×850mm

5. 载物托架：≥3块

	18
	灭菌锅
	1
	台
	1. 容积：≥18L
2. 设计压力：≤0.142MPa
3. 材质：不锈钢
4. 设置温度：50-126℃
5. 时间可调：0-999min
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	生物显微镜
	1
	台
	1、 功能简介
   研究级正置显微镜，放大倍数范围50x~1000x，具备透射光明场、相差观察功能，预留偏光、DIC微分干涉功能升级位置，配置≥800万像素摄像头进行显微拍照，可对拍摄好的图像进行处理分析。 
2、 基本性能
1) 智能正置式，高稳定度多功能集成式。
2) 采用国际先进的无限远轴向及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统，提高分辨率，彻底消除杂散光等干扰因素。提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象。使用45mm国际标准齐焦距离。光学部件镀膜具有防霉功能，使用过程中防止长霉。
3) 总放大倍率范围50x-1000x。
4) 采用光陷阱技术，防止眩光，提高成像质量。
5) 具备光强记忆功能，当转换物镜时，光强自动调节至合适的亮度。
6) 具有放大倍数自动识别功能，显微镜可自动识别当前放大倍数并将数据传达给软件。
7) 具有标尺自动识别，软件可自动识别当前物镜放大倍数，自行切换正确标尺，避免人为切换出错。
▲8) 节能模式，显微镜停止使用超过15分钟后，显微镜自动切断电源，保护光源及电路板，从而大大提高显微镜的使用寿命。
▲9) 镜体拍照按钮：调焦机构附近具有2个一键拍照按钮，可直接将照片保存至U盘。左右手均可操作。拍摄好的图片自动带有正确标尺。
10) 记录光口，可安装数码采集、视频输出等多种记录及输出方式。
11) 模块化设计，积木式结构，结构紧凑，体积小，便于日后的升级和功能增强。
12) 人机工程学设计，坚固稳定的金字塔型机架构造，减少占台面积，承载能力大。低位同轴控制，操作空间大。操作简单、方便。
13) 制造精度高，带有位置编码，所标定的技术参数均为实际值的下限。至今坚持出厂前预装调试，保证各部件质量及匹配质量以整机形式出厂。经久耐用，可靠性高，使用寿命长。
3、 光学部件及镜头
1) 目镜：宽视场双目观察目镜，10x/22高眼点，带视度补偿目镜，配置预装十字线测微尺。观察视域大而舒适。双目镜筒为铰链式，眼点高低可调。
2) 物镜：高精度新标准ICCS偏光物镜，使用低折射率低色散天然萤石材料及特殊镀膜技术，精湛的手工研磨工艺。镀膜防霉，不用药剂的防霉。物镜是在传统平场复消色差物镜的基础上进一步校正色差和无应变，增强短波长的透过率，并且增强反差。降低了由镜片表面反射造成的杂光。是同时用于明场、偏光等的最高反差、最高衬度、最高分辨率的反差增强型高性能多功能高级研究级专用物镜：5x/0.12 M27 , 10x/0.25 M27, 20x/0.45 M27, 40x/0.65 M27, 100x/1.25 Oil M27 
4、 载物台及物镜转换器
1) 械式载物台：标准载物台XY方向移动范围≥75x30 mm。调集焦机构采用诣波齿轮控制，不会因外界温度和振动而影响分析。尤其在较高放大倍数下和进行与时间相关研究的情况下，您将会深切的感受到这个系统提供的诸多突出优势。
2) 物镜转换器：5孔对中物镜转换器含位置编码，对中精度高，增加标准放大倍数空间。
3) “稳定单元”（物镜转盘、载物台、调焦装置）设计，提高稳定性，防止外界振动和温度的干扰。
5、 光源采用最完善的柯拉照明系统，使用特种设计的长寿命高亮度LED光源，单颗光源使用寿命不低于≥60000小时。消除照明色差，调节光强。最新设计完全满足柯拉照明的全消色差透反射光路，大大提高图像质量。色温恒定的成像，无需调节，增强光的色还原性，提高分辨率。同时不但光效高而且均匀。
6、 记录装置
研究级高分辨率彩色摄像头： 
1) 芯片：CMOS芯片
2) 芯片尺寸：1/2.1英寸, 7.1mmx4.0mm 
▲3) 基础像素：≥8 Megapixel,3840 (H) × 2160 (V)
▲4) 带制冷功能
5) 4k高清预览与录像功能，最大预览速度（满幅）：30帧/秒 @3840 x 2160
6) 可通过无线连接电脑、ipad，或通过DMI连接高清显示器操作使用
7) 全景图像拼接功能
8) 可直接用显微镜镜体控制按钮拍照，使用方便
▲9) 像素大小：≥1.85um X 1.85um。
100感光范围：400nm-700nm
11) 据接口：HDMI, USB 3.0 Type C, Ethernet, Micro-D
▲12) 单张拍摄曝光最长时间：≥1s
7、 附件
目镜十字线测微尺10/100和台尺1/100mm用于长度等的测量及定标。
8、 图象软件
图象采集软件：原厂专业图像采集分析软件，配置电脑主机后软件可自动识别物镜并自动加载对应标尺，并可实现视频录制、景深扩展等图像拍摄功能；可对图像进行二维测量，标注、自动叠加比例尺、图像对比等功能。

9、分析硬件：不低于处理器I7 ，内存16G，硬盘1T ，显示器23英寸。

▲10、如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。
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	傅里叶变换显微红外光谱仪
	1
	台
	一、仪器用途：显微红外光谱仪是在传统傅立叶变换红外光谱仪基础上开发处的最新一代的分析技术，可以帮助考古文物工作者探索文物的本质，并为找到最佳保存和修复方案提供科学依据，具体可用于文物鉴定，包括材质的鉴定和真伪的鉴定、文物产地及物料来源分析、颜料定性分析、文物材料组分的探索研究、修复材料探索和研究、非金属类文物的降解机理研究、文物保存环境及馆藏环境研究等。

二、仪器工作条件：

2.1
环境温度：15-30℃

2.2
环境湿度：小于70%

2.3
工作电压：220v±10%

三、技术参数

▲3.1 主机：显微红外光谱仪采用整体独立的光学系统设计，将光源、干涉仪、检测器与视频观测系统集成固定于同一个光学平台，无需与光谱仪主机联接使用。高效优化的光学设计和整体密封干燥的技术，具有独到的稳固性，操作和维护便利性。

3.2干涉仪：磁浮式干涉仪，平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有每秒13万次连续动态准直功能，保证光路的瞬时和长期稳定性，质保十年。

3.3 样品台：高速的2.75×5英寸高精度马达驱动样品台，软件控制的虚拟操纵杆确保操作精度且符合人机环境设计，同时配置真实操纵杆。

3.4
光谱范围：7600-450cm-1（DTGS检测器），7600-600cm-1（MCT-A检测器）

3.5
光谱分辨率：优于0.4cm-1
3.6
空间分辨率：小于10μm，(ATR小于3 μm)

▲3.7 红外显微镜信噪比：优于25000:1（MCT-A检测器，4cm-1光谱分辨率，2分钟采集）。

3.8 检测器：同时安装DTGS检测器和MCT-A检测器，计算机控制自动切换。样品尺寸大于50 μm时可使用DTGS检测器，无需液氮冷却；样品尺寸小于50 μm时，使用高灵敏度MCT-A检测器。

3.9利用二相色性技术，实现“所见即所得”，当使用者在采集数据的时候仍然可以持续观测样品，保证采样点与采集到的数据完全一致，没有任何偏差。

3.10数据采集方式：透射、反射、ATR。

▲3.11 物镜：15倍物镜和15倍聚焦镜，N.A.值不小于0.7。

3.12 显示系统：高分辨率彩色CCD摄像系统，双显示器观察，更加直观，且在测样的同时可处理数据和报告

3.13 显微锗晶体ATR：光通量> 50%，高灵敏度多涂层设计，设计坚固精密，具有ATR观察模式，可同时进行的采集与观测，精确定位，防沾污，易于清洗。配置全自动、数字化、连续接触压力感应与显示，保证检测数据重复性，无压坏样品之忧。

3.13自动控制：光阑控制、聚焦镜定位、样品聚焦、透射/反射切换、ATR压力控制、同步观察系统、检测器切换、高精度快速自动平台等均可以通过软件控制。

3.14 实时光谱预览和检索功能：在移动样品时，查看不断更新的结果，以便发现关注的物质。

3.15 系统性能校正：包括可安装在样品台上的用于透射、反射和ATR模式的NIST追溯标准品，方法符合ASTM E1421。

3.16 液氮保持时间超过18小时(MCT检测器)。

▲3.17 应用拓展：可以随时升级辅助大样品平台联用，可适配所有常规样品仓附件，实现各式较大样品（通常是毫米级样品）的测试并增加效率，以满足大尺寸样品测试需求，提供工作效率。

▲3.18 分析向导功能：通过向导设置步骤，自动化分析和报告，在向导中采用特定工作流程选择大多数常规项目，包括散射颗粒、多层膜、随机混合物和分离包埋物等。

3.19 分析模式：单点采集、面扫描和自动化分析向导功能。

▲四、仪器配置

4.1 显微红外光谱仪主机，一台

4.2 DTGS检测器，一个

4.3
高灵敏度MCT-A检测器，一个

4.4
高精度自动样品平台，一个

4.5
显微镜透射附件：金刚石压池，一个

4.6
显微镜制样工具包：带有背景采集位点的标准样品架、透射载样片和BaF2窗片、带有编号的反射载样片、微观样品处理工具、取样刀片、滚筒，一个

4.7
滑入式显微ATR附件，锗晶体，一个

4.8
大样品光学平台红外主机，一台

4.9
智能衰减全反射ATR附件，配置硒化锌晶体，配合大样品光学平台红外主机使用，一个

4.10 品牌电脑，配置不低于：i5处理器，8GB内存，500GB硬盘，23英寸LCD双显示器，Windows 10专业版操作系统，一台

4.11 激光黑白打印机，一台

五、软件和谱图库：

5.1 红外显微镜操作软件包括：红外光谱数据采集，且具有实时光谱预览功能；实时自动大气校正功能；实时光谱预搜索功能；不同样品数字图像显示；数字图像信号捕捉；反射、透射和光阑的独立LED照明控制；自动聚焦，软件可控制手动聚焦；聚光镜自动聚焦，自动重新定位控制；红外光阑X、Y方向长宽大小调整和角度旋转控制；虚拟操纵杆(软件界面)操作；自动ATR接触控制/释放控制/个性化压力阈值设置；不同样品载片观察功能，样品台弹出式安装和卸载功能；自动定位采集背景，避免重新聚集，提高工作效率；友好动态的用户界面、仪表板和按钮控制面板；对大量样品显微分析的多功能标准操作程序（SOP）；化学成像、光谱、视频图、像、三维以及剖面显示的相互关联 ；视频图像、马赛克和面扫描图的分析功能，可提取相关物理信息；连续的峰位、峰高/面积和化学成像的相关性分析；高级PCA、PCA重算、多元曲线回归法分析化学成像；控制选择室温检测器或液氮冷却检测器（选配）；控制选择反射、透射和ATR模式；可见偏振（选配）的插入和角度控制；高级ATR校正处理数据；高分辨谱库搜索功能；独特的谱库管理功能；电子版报告功能；数据文件和谱库的转换功能驱动软件：包括红外主机及相关部件的驱动及控制软件，可实现光路、检测器等的自动准直。

5.2 红外专用分析软件：主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览，可支持智能型附件，光谱质量检查，光学台状态检查，全方位多媒体系统诊断，快捷工具图标，QC 比对功能，谱库管理，谱图处理功能，自动水蒸气和二氧化碳校正，多种数据格式转换，多种编辑功能（例如剪贴、复制、粘贴），各种强大的数据处理功能（包括基线校正，直线生成，建空白区，标峰，差谱，平滑，光谱转换，ATR校正，K-K校正，曲线拟合，解卷积，求导等多项数学处理功能）；具谱图解析专家智能帮助系统及自建谱库功能等。

5.3 红外光谱数据库：≥5万张高分辨率红外光谱，其中包含考古专用谱库，宝玉石谱库，无机颜料谱库，高分子材料、增塑剂、助剂、添加剂等的谱图库，用户且可以自由创建和添加数据库。

▲六、如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。
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	便携式X射线荧光能谱仪
	1
	台
	1.工作条件：符合中国电力使用要求，单相交流电（220±22）V，单相，50/60 Hz。
2.设备用途：
2.1用于对各类古代文物样品进行无损分析，用金属模式（合金、电子金属、贵金属模式）可以分析各类青铜、铁质、金银锡铅等金属制文物，用非金属模式（土壤、矿石模式、全地质元素、指纹对比）可以分析无机颜料，印刷品，陶瓷，土壤，玻璃，骨骼，书画等各类物质。
3技术规格：
3.1 样品
3.1.1 样品类型：金属、非金属；固体、粉末。
3.1.2 浓度：ppm-100%。
3.2重量≤1.35kg(不含电池)。
3.3尺寸≤245*232*96mm。
3.4激发源：高性能微型X射线管；银靶或铑靶，50KV/200uA（最大值）。
3.5内置6片滤光片，测试时可根据模式自动选择；可存储超过10000个数据和谱图。
3.6电池：可充电锂离子电池。
3.7显示器：可翻转90°角度VGA彩色触摸屏，在光照复杂的环境更容易调整角度看清界面。
3.8标准分析范围：Mg～U。
3.9数据传输：USB接口或蓝牙无线传输，RS-232数据传输。
3.10安全保护：密码保护。
▲3.11实时小点观测瞄准分析模式，最小检测直径3mm，有照像功能以便于文物测试时的观察和选择测试点；特为中国文物行业定制的标准方法可直接进行金银器，砷青铜，鎏金器物成分分析；同时可以对古代玻璃进行定量分析。
3.12数据输入：触摸屏及键盘。
3.13仪器具有CE证书、ISO14001证书、国内省级环保局颁布的豁免管理证书。
▲3.14仪器配有矿石图谱190张以上，可进行指纹比对筛选结果。
▲3.15光谱检测数据库软件：可进行能谱数据库的建立、数据添加及说明、谱图检索对应等功能，带有标准矿物能谱数据库。

4.配置要求：

4.1 X射线荧光光谱仪主机（包括主机、数据处理曲线、软件等）：考古专用型，1台。

4.2标准配件：带锁防水手提箱、携带用仪器保护套、2块可充电锂电池、110/220VAC充电器/电源适配器、RS-232数据线、防尘片2个。 

4.3 专业配件：

4.3.1检测支架，1套。
4.3.2青铜工作曲线、玻璃工作曲线各1套。
▲4.3.3防护服，1套。检测字画与丝织品的专用移动滑轨，平移范围≥80cm，1套。空白背景板，1套。
▲5.如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。
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	无目镜修复显微镜
	1
	台
	1.利用空间成像技术，人体工学无目镜体视显微镜，无可比拟的3D观测与防疲劳特性，可显著减轻观察疲劳，允许佩戴护目镜以保护眼睛和确保安全。

2. 采用双光路设计，形成的大光斑出射光束直径不小于36mm，眼睛距离显微镜镜头可达70mm，同时头部可横向移动10mm，便于使用者手眼协调操作。

3.采用CMOS光学系统，更大聚光能力，更高度光学像差校正，并方便添加组件。

4.采用LED照明光源，寿命不小于10000小时。

5.配有2X物镜最大工作距离不小于160mm，8X物镜最大工作距离不小于59mm，便于不同尺寸文物的摆放观察。
6.采用平衡式万向支架，体积小，可绕底座进行360°旋转，提供良好的灵活性和易用性，便于观察操作。

7.镜体内置摄像头，分辨率不小于1600x1200像素，镜头无需调节，集成度高。

▲8.如所投产品为进口设备，提供生产厂家或中国区总代理商的产品授权书。


